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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ６６２４—１９９５《硅抛光片表面质量目测检验方法》。

本标准与原标准相比主要有如下变化：

———修改了高强度汇聚光源照度要求，由不小于１６０００ｌｘ改为不小于２３００００ｌｘ；

———增加了净化室级别要求；

———扩大了照度计测量范围为０ｌｘ～３３００００ｌｘ；

———增加了测量长度工具；

———更改检测条件中光源与硅片之间的距离要求。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准主要起草单位：上海合晶硅材料有限公司。

本标准主要起草人：徐新华、王珍。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６６２４—１９８６、ＧＢ／Ｔ６６２４—１９９５。
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硅抛光片表面质量目测检验方法

１　范围

本标准规定了在一定光照条件下，用目测检验单晶抛光片（以下简称抛光片）表面质量的方法。

本标准适用于硅抛光片表面质量检验。外延片表面质量目测检验也可参考本方法进行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１４２６４　半导体材料术语

３　术语

本标准涉及的术语应符合ＧＢ／Ｔ１４２６４的规定。

４　方法原理

硅抛光片表面质量缺陷在一定光照条件下可以产生光的漫反射，且能通过目测观察，据此可目测检

验其表面缺陷。

５　设备和器具

５．１　高强度汇聚光源：照度不小于２３００００ｌｘ。

５．２　大面积漫射光源：可调节光强度的荧光灯或乳白灯，使检测面上的光强度为４３０ｌｘ～６５０ｌｘ。

５．３　净化室：净化室级别应该与硅片表面颗粒检测的水平相一致，不低于１００级。

５．４　净化台：大小能容纳检测设备，净化级别优于１００级，离净化台正面边缘２３０ｍｍ处背景照度为

５０ｌｘ～６５０ｌｘ。

５．５　真空吸笔：吸笔头可拆卸清洗，抛光片与其接触后不留下任何痕迹，不引入任何缺陷。

５．６　照度计：应可测到０ｌｘ～３３００００ｌｘ。

５．７　公制尺：精度不低于１ｍｍ。

６　试样

按照规定的抽样方案或商定的抽样方案从清洗后的抛光片中抽取试样。

７　检测程序

７．１　检测条件

７．１．１　在净化室内，用真空吸笔吸住抛光片背面，使抛光面朝上，正对光源。光源、抛光片与检测人位

置如图１所示。光源离抛光片距离为１０ｃｍ～２０ｃｍ。α角建议为４５°±１０°，β角建议为９０°±１０°。
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